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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月10日(2013.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の成分（Ａ）～（Ｄ）：
（Ａ）平均粒子径が２００μｍ以下であるエリスリトール ２５～５５質量％、
（Ｂ）水 １５～３５質量％、
（Ｃ）吸油量が２００～４００ｍＬ／１００ｇのシリカ ０．５～１０質量％
（Ｄ）粘結剤
並びにグリセリン及び／又はマルチトールを含有し、（Ｃ）シリカと（Ｄ）粘結剤の質量
比（Ｃ：Ｄ）が２０：１～２：１であり、グリセリン及び／又はマルチトールの含有量が
（Ａ）エリスリトールに対して質量比で０．２５～０．８であり、かつ２５℃における粘
度が３０～２５０Ｐａ・ｓである歯磨き組成物。
【請求項２】
　グリセリン及び／又はマルチトールの含有量が（Ａ）エリスリトールに対して質量比で
０．４～０．８である請求項１に記載の歯磨き組成物。
【請求項３】
（Ｃ）シリカと（Ｄ）粘結剤の含有量の合計が３．５～１０質量％である請求項１又は２
に記載の歯磨き組成物。
【請求項４】
　（Ｃ）シリカの（Ｂ）水に対する質量比（Ｃ／Ｂ）が０．０５～０．４である請求項１
～３のいずれか１項に記載の歯磨き組成物。
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【請求項５】
　さらに薬用成分を０．０１～２質量％含有する請求項１～４のいずれか１項に記載の歯
磨き組成物。
【請求項６】
　薬用成分が、フッ素イオン供給化合物、殺菌剤及び抗炎症剤から選択される１種又は２
種以上である請求項５に記載の歯磨き組成物。
【請求項７】
　（Ｄ）粘結剤の含有量合計が０．３～１．０質量％である請求項１～６のいずれか１項
に記載の歯磨き組成物。
【請求項８】
　さらにソルビトールを含有する請求項１～８のいずれか１項に記載の歯磨き組成物。
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